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摘要(译)

要解决的问题：改善与绝缘膜上形成的金属膜中的绝缘膜的粘附性。解决方案：在绝缘基板42上形成TFT43，并形成覆盖TFT3的
光敏树脂44的膜。通过第一和第二光掩模进行两次曝光，其中圆形光屏蔽部分废物分布，在光敏树脂44中形成接触孔66，并且在
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除TFT TFT之外的区域中形成平滑的粗糙度。此外， MoN膜45和反射器
电极46依次层叠在光敏树脂44上。在这种情况下，通过设定MoN膜45中
的N 2含量，可以获得MoN层45对光敏树脂4的高粘合强度。可以抑制5
原子％至30原子％，并且可以抑制蚀刻速率的降低。


